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摘要(译)

本申请公开了一种像素界定层及其制备方法、显示面板，用以提高OLED
发光层的成膜均匀性、提高OLED发光层的出光效果、提高显示器件的寿
命。本申请实施例提供的一种像素界定层，该像素界定层设置在衬底
上，所述像素界定层包括：在所述衬底上由亲水像素界定层和疏水像素
界定层交替叠层设置的至少四层像素界定子层；与所述衬底相邻的所述
像素界定子层为所述亲水像素界定层，在垂直于所述衬底方向上，与所
述衬底距离最远的所述像素界定子层为所述疏水像素界定层。
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